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回転型ろ過乾燥機RFD

ろ過乾燥機は, １台の機器でろ過から乾燥までの工程をおこなうことができる装置であり, 主に医薬品,

電子材料, ファインケミカル分野で粉体製造プロセスの用途に対応するものである｡ RFDはろ過・乾燥室

を回転させるユニークな構造で, 従来機種では達成できなかったろ過・乾燥両方を高効率でおこなうことを

可能にした｡ さらには, コンパクトな構造で, 洗浄度の確認が容易である次世代型のろ過乾燥機です｡
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